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高速・高ＳＮＲ撮像素子による流体濃度分布
その場計測デバイスの開発

●（背景）生産性向上・安心安全社会構築に
向けたセンシング・データ活用のニーズ。
Demaind for sensing and data utilization 
toward high productivity and secure society

●（開発）流体濃度分布その場計測デバイス
を開発。
Development of In-situ fluid concentration 
measurement device 

●（成果）高速・高SNR撮像素子を開発し、
半導体製造装置チャンバー内ガス濃度分布
の可視化に成功。
High speed and high SNR CMOS image 
sensor has been developed and succeeded 
in visualization of gas concentration 
distribution inside semiconductor equipment 

開発イメージセンサ・カメラと半導体製造装置チャンバー
内ガス吸光度分布可視化結果（1000fps撮影）

Developed image sensor, camera and the visualization of gas 
absorbance distribution inside semiconductor equipment

●多分野で高付加価値生産、完全自
動化生産、非侵襲・非破壊計測を可
能とするセンシングデバイスとデータ
活用技術を産業界に提供します。
Sensing device and data utilization 
technology toward high value-added 
production, full automation and non-
invasive/non-destructive monitoring 
in various fields will be provided to 
industry

ビッグデータ処理

その場
計測デ
バイス

半導体集積回路製造分野, 
早期異常検出, 歩留まり向上, 自動化
Semiconductor manufacturing

Anomaly detection, Yield improvement

農業/畜産分野, 病気早期検出, 品質見える化
Agriculture/livestock fields, 

Disease detection, Quality visualization

環境分野・殺菌・滅菌, 微量不純物可視化
Environment, sterilization, 
Visualization of impurities

ヘルスケア分野・非侵襲生体情報モニター
Healthcare, Non-invasive monitoring

流体濃度分布その場計測デバイスの導入構想
Application fields of the in-situ fluid concentration measurement devices
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この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業務の結果得られたものです。


